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摘要(译)

本公开提供了掩模板，OLED显示基板以及用于制造OLED显示基板的方
法和显示装置。 掩模板包括布置为阵列并配置为准备像素限定层的图案
的多个开口，其中，在第一方向上靠近掩模板的第一侧的开口的宽度大
于开口的宽度。 从掩模板的第一侧开始的第一方向是从靠近掩模板的第
一侧的开口到远离掩模板的第一侧的开口的方向。 靠近OLED显示基板
的第二侧的像素限定层的图案的倾斜角小于远离OLED显示基板的第二侧
的像素的倾斜角。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b2a0972b-5903-4278-9a86-4714e8867641
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060217628/publication/US10686021B2?q=US10686021B2

